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Diplomant Bc. David Jelinek se ve své diplomové praci zabyva pfipravou tenkych
nanostrukturovanych vrstev telluru metodou vakuového napafovani a jejich naslednou
charakterizaci. Prace dale zkoumd& moZnosti prekryti téchto nanostruktur vrstvou TiO;
deponovanou pomoci ALD.

Teoreticka. ¢ast prace prehledné a systematicky uvadi Ctendfe do problematiky
depozice tenkych vrstev, vlastnosti a moZnych aplikaci 2D Te. Ocefiuji, Ze vSechny tyto
podkapitoly jsou velmi peclivé a pomérné rozsahle zpracovany; predeviim pozornost
vénovana reSerSni ¢asti aplikaci je u nové piipravovanych materiali zndmkou kvalitniho
vyzkumu.

V experimentalni ¢asti jsou detailn€ popsany aplikované postupy a podminky méfeni,
coz zaru¢uje moznost studii reprodukovat.

V ¢&asti Vysledky a diskuze diplomant postupné zpracovava vysledky obdrZzené pro
samotné Te vrstvy a pro Te nanostruktury piekryté vrstvou TiO,. Vedle SEM, XRD a XRF
charakterizace byla jeSt¢ méfena diftizni odrazivost a Sifka zakazaného pasu. MnoZstvi
ziskanych vysledkd je na diplomovou praci vice neZz dostate¢né. Na konci této kapitoly je
pouze kratce uvedeno, Ze pfipravené materidly disponuji fadou pifinosnych vlastnosti pro
pouziti ve fotokatalyze. Ani jinak pomérné zdarfile sumarizujici zavér tuto mozZnost nijak
nerozvadi.

Prace obsahuje pouze obCasné gramatické a stylistické chyby; v n€kolika pfipadech lze
narazit na nesousledné ¢i chybgjici ¢islovani referenci. U SEM fotografii se nabizi uvést vzdy
jednotné méfitko do souhrnné legendy obrazku, nebot’ popisky uvedené piimo na SEM
snimcich jsou velmi $patné ¢&itelné. Zadny z téchto drobnych nedostatkti oviem nijak
nenarusuje Ctivost a srozumitelnost texti.

Vysledky jsou vesmés komentovany dostate¢né podrobné a s dostate¢nou védeckou
erudici. V praci mi ale chybi diskuze nebo alesponi kratké zhodnoceni konkrétnich dosaZzenych
vysledki s ohledem na pouZitelnost v oblasti fotokatalyzy, jak vyzaduje zadani prace.
Kapitola 3.4., kterda by méla byt timto smérem fokusovana, je dle mého ndzoru zpracovana
nedostate¢né. Vzhledem k jinak velmi pfijatelné kvalité¢ diplomové prace Bc. Davida Jelinka
by si diskuze béhem obhajoby zaslouZila prave toto doplnéni. V této dikci uvadim nasledujici
dotazy a naméty k diskuzi:

1. Préace zpracovava Sirokou matici podminek pfipravy Te vrstev s naslednym pokrytim
vrstvou Ti0O,. Které podminky by tedy bylo moZzno povaZovat za nejvhodné&jsi pro
piipravu funk¢nich fotokatalytickych vrstev?

2. V tabulce 6 uvéadite pro vzorek RCH28 po ALD depozici pii 220 °C velmi nizkou
hodnotu Sitky zakézaného pasu. Jaka je v tomto pfipad€ chyba ur€eni této hodnoty?
Pokud je hodnota i po zapolitani této chyby stdle pod hodnotou objemového
materialu, ¢im si vysvétlujete takto nizkou hodnotu u vami pfipravené tenké vrstvy?




3. Vzhledem ktomu, Ze depozice Te vrstev byla provddéna do uplného odpafeni
vychoziho materidlu zlodi¢ky, bylo nejprve toto vychozi mnoZstvi né&jak
optimalizovédno s ohledem na poZadovanou tloustku vrstev?

Zavérem konstatuji, Ze diplomant zvladl experimentalni praci i1 zpracovani dat dle zadani
diplomové prace v plném rozsahu. Proto diplomovou praci doporucuji k obhajobé.

V Pardubicich 27. 5. 2025 Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
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